
 SCNC 2026 Architectural Technology – Secondary Competition - OCMT 2026 Dessin et technologie architecturale

Day 1: Challenge 1 / Journée 1: Défi 1 

Using the grid space below, draw a roof plan  
based on the four provided elevations. 
En utilisant l'espace de la grille ci-dessous, dessinez  

un plan de toit basé sur les quatre élévations fournies. 
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